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Holiaci pristroj obsahuje ochranny &len (2), kryt (3) a
zoskupenie troch tepielok (11, 12. 13) s rovnobeZnymi
nabrisenymi ostriami. umiestnenych medzi ochrannym
¢lenom (2) a krytom (3), kde prva Cepiclka (11) ma
ostrie najblizSie k ochrannému ¢&lenu (2) a lezi pod
priamkou p alebo na nej a tretia ¢epiclka (13) mé ostric
najbliz3ie ku krytu (3) a lezi nad priamkou p alebo na
nej.
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HOLIACI PRISTROJ
Oblast techniky
Vyndlez sa tyka holiaceho pristroja, najma holiaceho

pristroja majiceho jednotku s viac ako jednou &epielkou, pricom
tieto ¢&epielky maju navzajom rovnobeZné ostria uspdsobené na

postupny pohyb po povrchu pokozZky podrobenej holeniu.

Doterajs$i stav techniky

Ako je v odbore dobre zname, jednotky obsahujuce ¢&epielky
méZu byt trvalo pripojené k rukovati holiaceho pristroja alebo
mdéZu byt vytvorené ako odpojitelné puzdrid vymenitelné po otupeni
éepielok. U obidvoch typov holiacich pristrojov méze byt jednotka
obsahujuca ¢epielky upevnend v polohe na rukovati alebo mdze byt
vykyvna okolo osi rovnobeznej s ostriami éepielok. PredloZeny
vyndlez je pouzitelny pre vsetky uvedené formy jednotiek
obsahujicich céepielky.

Holiace pristroje majuce jednotky obsahujlice <&epielky
v poéte dvoch ¢&epielok boli v minulych rokoch prediavané vo
velkych po¢toch a je o nich vSeobecne zname, Ze spdsobuji lepsSiu
akost holenia ako holiace pristroje s jedinou éepielkou. Dalej
vzniklo v priebehu rokov vela pisanych ndvrhov na vytvorenie
holiacich pristrojov s vaésim pocétom c&epielok. Jednotka
obsahujlica vaési podet d&epielok mbéZe spdsobit hladsie oholenie
ako podobna jednotka s jednou alebo dvoma ¢epielkami. Hladkost
oholenia je vsak iba jednym parametrom, podla ktorého uzZivatelia
posudzuju chovanie holiaceho pristroja. Pridanie dal§ich ¢epielok
méZe mat rusivy uéinok na iné vlastnosti Jjednotky obsahujucej
&epielky, hlavne na ta2né sily vyvijané pri pohybe jednotky po
pokoZke s tym nasledkom, Ze vysledné chovanie jednotky sa znacCne
zhoréi bez ohladu na moZnost ziskat hladSie oholenie. V sitlade so



znalostami prihlasovatela predloZeného vyndlezu doteraz neboli na
trhu uspesné 2Ziadne holiace pristroje majice viac ako dve

éepielky.

Bolo zistené, zZe s jednotkou obsahujlicou tri Gepielky mézu
byt trecie tazzné sily udrZiavané na primeranej urovni pri
umoZneni zlepSenej U¢innosti oholenia nastavenim polohy &epielok
navzajom i vzhladom k povrchu ochranného &¢lena umiestneného pred
éepielkami a k povrchu krytu umiestneného za <&epielkami, a to
v uréitom geometrickom usporiadani.

Ulohou vyndlezu je vytvorit holiaci pristroj zaistujuci
vyssiu akost oholenia v porovnani s doterajsim stavom techniky.

Podstata vyndlezu

Vyndlez rie&i 1dlohu tym, 2Ze vytvdra holiaci pristroj,
ktorého podstata spoc¢iva v tom, Ze obsahuje ochranny ¢&len, kryt
a zoskupenie troch d&epielok s rovnobeZnymi nabrisenymi ostriami
umiestnenych medzi ochrannym &élenom a krytom, kde prva cepielka
méd ostrie najblizZsie k ochrannému c¢lenu, majuca vystavenie nie
vaésie ako nula, a tretia éepielka md ostrie najbliZsie ku krytu,
majuca vystavenie nie mensSie ako nula.

Vyndlez nie je obmedzeny na jednotky, v ktorych su ¢epielky
upevnené v pevnej polohe vzhladom k ochrannému ¢lenu a/alebo ku
krytu. Ak su éepielky schopné pohybu, potom vyhradené geometrické
parametre si tie, ktoré sa vyskytuju, ked s ¢epielky v normalnej
pokojove]j polohe.

Vystavenie &epielok je definované ako kolmd vzdialenost
alebo vyska ostria éepielky merand vzhladom k rovine dotykovej
k dotykovym povrchom prvkov jednotky s pokoZkou najbliZSich pred
a najblizsich =za ostrim. Teda pre jednotku s troma &epielkami
podla vynalezu vystavenie prvej &epielky sa meria vzhladom

k rovine dotykovej k ochrannému élenu a k ostriu druhej c&epielky



a vystavenie tretej cepielky sa meria vzhladom k rovine dotykovej
k ostriu druhej éepielky a ku krytu.

Prednostne md& prva éepielka zaporné vystavenie, to znamena,
e je umiestnend pod prislusnou dotykovou rovinou a tretia
depielka ma kladné vystavenie, to znamend, Ze je umiestnena nad
prislusnou dotykovou rovinou. Toto usporiadanie ma ten U¢inok, Ze
ma sklon vyrovnavat pésobenie jednotlivych <&epielok, pretoze
v holiacich pristrojoch s vaésim poétom <&epielok m& prednd
&Gepielka sklon vykondvat najvadsiu &ast  holiaceho vykonu.
Vystavenie prvej ¢epielky vsSak nemusi byt tak malé, aby
nevykondvala u¢inny dotyk s povrchom pokoZzky, ktory je holeny.
Minimdlne prijatelné vystavenie bude ovplyvnené inymi rozmermi
jednotky, ako je vzdialenost povrchu ochranného ¢lena
dotykajuiceho sa pokozZky od ostria, to znamena "roztec" prvej
cepielky. "Rozted" je vzdialenost ostria ¢&epielky od ochranného
élenu a dotykajiceho sa pokoZky bezprostredne pred tymto ostrim,
merand pozdlz d&iary dotyku medzi ochrannym c¢lenom a ostrim
éepielky. Predpoklada sa, Ze rozteé nie je velka, nie vacsia ako
1,5 mm, vystavenie nie mensie ako -0,2 mm je uspokojivé pre prvu
¢epielku. Pre rozte¢ okolo 0,7 mm sa vystavenie -0,04 mm pre prvu
Gepielku ukdzalo ako vhodné. Pri vystaveni prvej &epielky nie
vaésim ako nula by rozteé nemala byt prilis malda a navrhuje sa
preto minimdlna rozteé¢ asi 0,5 mm. Pre roztedé prvej &epielky je
vyhodné, aby bola mensia ako asi polovica roztece medzi prvou
a druhou cepielkou a roztede medzi druhou a tretou &epielkou.

Podobne lpraktické obmedzenia uréi maximalne prijatelné
vystavenie pre tretiu &epielku. Nemalo by byt tak velké, aby pre
tretiu &epielku vznikalo napriklad nebezpecenstvo porezania
pokoZky. UvazZuje sa, Ze dobré vysledky zaisti vystavenie okolo
+0,2 mm. Vhodna rozteé pre tretiu é&epielku je v rozmedzi od 1,0
do 2,0 mm a td je tieZ pouZitelnd pre druhi &epielku.

Vystavenie druhej &epielky je prednostne nie men$ie ako
vystavenie prvej €epielky a nie vacsie ako vystavenie tretej
¢epielky. Plynule vzrastajuce vystavenie ostria bolo zistené ako



najuic¢innejsie. Hodnota vystavenia druhej ¢epielky je idedlne asi
strednd hodnota vystavenia prvej c&epielky a tretej cepielky,
a velmi uspokojivé vysledky skusok boli ziskané, ked ostrie
vSetkych troch c¢epielok leZali v tej istej rovine. V najréznejSom
vyhotoveni je velmi uspokojivé nulové vystavenie druhej c&epielky.
Odporuca sa, aby vystavenie tretej éepielky bolo kladné
s absolutnou hodnotou rovnou absolutnej hodnote zaporného
vystavenia prvej &epielky.

Iny ¢&initel, ktory mdézZze ovplyvnit +tazZné sily spojené
s Gepielkami, je wuhol holenia, t.j. uhol medzi rovinou poliacou
ostrie céepielky a rovinou, vzhladom ku ktorej sa meria vystavenie
Gepielky. Jednako vsSak uhly holenia nie su kritické a su
prijatelné hodnoty v Sirokom rozmedzi, napriklad 19° - 28°. Nie
je nutné, aby uhol holenia bol pre vsetky ¢cepielky rovnaky
a najic¢innejsie hodnoty mézu byt zavislé od roztede a vystavenia
zvolenych pre kazdui éepielku.

S holiacim pristrojom s troma &éepielkami, usporiadanymi ako

je tu uvedené, bolo zistené celkové zlepSenie priebehu holenia
v porovnani s holiacim pristrojom s dvoma &epielkami.

Prehlad obrazkov na vykresoch

Vyndlez je zndzorneny na vykresoch, kde:

obr. 1 zndzornuje schematicky prieény rez prikladom vyhotovenia
holiaceho pristroja podla predloZeného vyndlezu, a

obr. 2 znazornuje prieény rez druhym vyhotovenim holiaceho
pristroja podla predloZeného vyndlezu.

Priklady uskutoénenia vyndlezu

Na obr. 1 a obr. 2 Jje znadzornenda v prie¢nom reze jednotka
obsahujlica &epielky, uréend na pripevnenie k rukovati holiaceho



pristroja. Jednotka méZe byt trvale pripevnenad Kk rukovati
pouzitelného holiaceho pristroja, alebo méZe byt vytvorena ako
puzdro prispbésobené na oddelitelné pripevnenie Xk rukovati.
V ziadnom pripade rukovat nie je sucastou predlozeného vyndlezu
a nie je ju potrebné v dalsSom popisovat.

Kazdd zo znazornenych jednotiek obsahujicich &epielky ma
kostru 1, tvoriacu ochranny ¢len 2 a kryt 3. Ako je vidno, kryt
3 obsahuje mazaci pds 4, upevneny na kostre 1. Pas 4 mbéZe mat
tvar v odbore dobre znamy. Kostra 1 nesie prvi &epielku 11, druhi
Gepielku 12 a tretiu ¢epielku 13, ktoré maju navzajom rovnobezZné
ostria. Cepielky 11, 12, 13 s drZané Kkostrou 1 v znazornenej
polohe (vystavené pruzZnému pretvoreniu silami pdsobiacimi pri
holeni). Alternativne mézZu byt Gepielky 11, 12, 13 podopierané
kvéli obmedzenému pohybu proti pruZnym sildm, napriklad v smere
dole, ako je znadzornené na vykresoch. Z&kladna Kkonstrukcia
a zostavenie &epielok 11, 12, 13 mb2u byt beZné, nové myslienky
predloZeného vyndlezu spo&ivaji v pouZiti troch ¢epielok 11, 12,
13 v jednotke vo =zvlastnom usporiadani navzajom a vzhladom
k ochrannému c¢lenovi 2 a krytu 3.

V Jjednotke znazornenej na obr. 1 ostrie vSetkych troch
éepielok 11, 12, 13 lezi v spoloc¢nej rovine P, Kktorad sa tiez
dotyka povrchov ochranného &lena 2 a krytu 3, ktoré sui pri holeni
v styku s pokoZkou a ktora teda tvori "rovinu vystavenia",
vzhladom ku ktorej su vymedzené vystavenia cepielok 11, 12, 13.

V skutoénosti je vystavenie pre kazdi 2z troch cepielok 11, 12,
13 rovné nule. Rozteé¢ S1 prvej éepielky 11 je od 0,5 mm do 1,5 mm
a prednostne Jje rovna 0,7 mm. Rozte¢ S2 druhej &epielky 12
a rozteé& S3 tretej cepielky 13 maji hodnoty od 1,0 do 2,0 mm. Su
zndzornené rovnako velké a maji v podstate hodnotu 1,5 mm. Ostrie
tretej céepielky 13 je vo vzdialenosti S4 rovnej v podstate 1,8 mm
od krytu 3. Vzhladom k tomu, 2Ze prva c&epielka 11 a tretia
¢epielka 13 maju nulové vystavenie, zndzornuje toto vyhotovenie
usporiadanie, v ktorom hodnoty vystavenia obidvoch cepielok 11,
13 maju medzni hodnotu navrhnutd podla predloZeného vynalezu.

Jednako vsSak jednotka bude vykazovat velmi dobré vysledky



holenia, pokial ide o hladkost oholenia, dosiahnutu
s prijatelnymi celkovymi vlastnostami s ohladom na vsetky
charakteristiky holenia.

Ako je zndzornené na obr. 1, vsetky tri Gepielky 11, 12, 13
majui rovnaky uhol holenia A, to vSak nie je podstatné.
Priaznivejsie usporiadanie ¢epielok 11, 12, 13 Jje znadzornené na
obr. 2. Roztede S1, S2, S3 a S4 su rovnaké ako na obr. 1. Prva
¢epielka 11 md v tomto vyhotoveni vystavenie -0,04 mm, vystavenie
druhej &epielky 12 je nulové, ostrie vSetkych troch cepielok 11,
12, 13 leii v tej istej rovine P ako na obr. 1 a vystavenie
tretej cepielky 13 je +0,06 mm. Je tu teda progresivne zvacSenie
vystavenia Gepielok od prvej cepielky 11 k trete]j éepielke 13.

S vyhotovenim podla predloZeného vynalezu taznej sily,
ktorej je vystavena jednotka, su zmensSené volbou hodnét
vystavenia ¢epielok 11, 12, 13, shcasne je vSak zaistené, Ze je
zachovand 2zvyéena uc¢innost holenia nésledkom pouzitia troch
¢epielok 11, 12, 13.
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PATENTOVE NAROKY

1. Holiaci pristroj, vyznaéujici sa tym, Ze obsahuje
ochranny &len (2), kryt (3) a zoskupenie troch cepielok (11, 12,
13) s rovnobezZnymi nabrusenymi ostriami, umiestnenych medzi
ochrannym &lenom (2) a krytom (3), kde prva éepielka (11) ma
ostrie najbliz$ie X ochrannému ¢lenu (2), majuca vystavenie nie
vaésie ako nula, a tretia éepielka (13) md ostrie najbliZsie ku
krytu (3), majuca vystavenie nie mensie ako nula.

2. Holiaci pristroj podla naroku 1, vyznacujuci sa tym, Ze
vystavenie prvej &epielky (11) md zdporni hodnotu a nie je mensie

ako -0,2 mm.

3. Holiaci pristroj podla naroku 2, vyznacujici sa tym, Zze
rozteé¢ (S1) medzi ostrim prvej éepielky (11) a ochrannym ¢lenom
(2) je od 0,5 mm do 1,5 mm.

4. Holiaci pristroj podla naroku 1, vyznacujici sa tym, Ze

vystavenie prvej &epielky (11) je v podstate rovné -0,04 mm.

5. Holiaci pristroj podla naroku 1, vyznacéujuci sa tym, Ze
vystavenie tretej éepielky (13) mé& kladni hodnotou nie vaésiu ako
+0,2 mm.

6. Holiaci pristroj podla ndroku 1, vyznadujici sa tym, Ze
rozteé¢ (S3) medzi ostrim tretej d&epielky (13) a ostrim druhej
&epielky (12) je v rozsahu od 1,0 do 2,0 mm.

7. Holiaci pristroj podla naroku 1, vyznadujici sa tym, Ze
rozteé¢ (S2) medzi ostrim druhej &epielky (12) a ostrim prve]j
éepielky (11) je v rozsahu od 1,0 do 2,0 mm.



8. Holiaci pristroj podla naroku 1, vyznacujici sa tym, Ze
rozted¢ (S2) medzi ostriami prvej c&epielky (11) a druhej &epielky
(12) a/alebo rozteé¢ (S3) medzi ostriami druhej &epielky (12)
a tretej éepielky (13) je v podstate rovna 1,5 mm.

9. Holiaci pristroj podla naroku 1, vyznaéujuici sa tym, Ze
druhd céepielka (12) md vystavenie nie mensSie ako prva cepielka
(11) a nie vacésie ako tretia éepielka (13).

10. Holiaci pristroj podla naroku 9, vyznaéujici sa tym, Ze
vystavenie druhej éepielky (12) je v podstate rovné nule.

11. Holiaci pristroj podla naroku 1, vyznadujici sa tym, Ze
vystavenie tretej &epielky (13) ma& kladnu hodnotu v podstate
rovni absolutnej velkosti zdpornej hodnoty vystavenia prvej
éepielky (11).

12. Holiaci pristroj podla ktoréhokolvek 2z ndrokov 1 aZ 11,
vyznadujici sa tym, Ze rozted¢ (S1) medzi ostrim prvej cepielky
(11) a ochrannym &lenom (2) je vV podstate mensia ako rozte¢ (S3)
medzi ostrim druhej ¢epielky (12) a ostrim tretej cepielky (13).
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